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SPOLECNOST 10S nano

IQS nano se zabyva vyvojem a vyrobou produktd v oblasti bezpeénosti syntetické holografie,
optiky, jemné mechaniky, biomediciny a technologii precizni aditivni vyroby.

I0S nano (zaloZeno 2012: APl OPTIX; transformace ze servisni spolecnosti 2020: 1QS nano)

25+ let zkuSenosti tymu z oblasti pfesné mikro a nano vyroby (difraktivni optika, mikro optika)
10+ let zkuSenosti s vyvojem technologie a zafizeni pro precizni aditivni vyrobu (2PP/TPL)
Pocatek znacky IQnano3D a RESIQ rok 2023.

SME, start-up

Clen nano asociace (10S Group)

Aktivni spoluprace s VaV sférou: UPT AVCR, CEITEC, TUL, FU HiLASE, BIOCEV, MUNI, UEM, UFM
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CINNOSTIV OBLASTIVYROBY A SLUZEB s

Vyroba a prodej zafizeni pro precizni 3D tisk a spotifebniho materialu
Zafizeni lQnano3D, zapisové materialy pod znackou RESIQ a dalSi spotiebni material

Vyroba masteri/piedloh pomoci litografickych technik
Synteticka holografie, fotomasky amplitudové a fazové, plocha optika

Sluzby zakazkového 3D tisku pomoci technologie IQnano3D (rapid prototyping)
optika, jemna mechanika, mikro fluidika, vidknova optika, biomedicinské aplikace ...

Sluzby VaV
nabizime zakaznikim nase zkusenosti a technologie pro vyvoj a inovaci jejich produkt(
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Design-> vypocet a simulace -> navrh technologie vyroby -> proof of design -> prototype -> technologie pro scale-up



IQNANO3D

RESENI PRO OBLAST
PRECIZNIHO 3D TISKU
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Rozliseni zaznamu

2PP: TECHNOLOGIE

2PP je nanotechnologie, ktera preklenuje mezeru mezi litografickymi
technikami a klasickym 3D tiskem
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IONANOSD: vYHODY VYROBNIHO PROCESU

Volnost vybéru
substratu a tiskové
roviny

Vysoky pomeér

Rozliseni .
stran a vysky

Zarizeni

Presné tvary a uhly Volnost designu

povrchi (vyska reliéfu, hladkost)
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IONANO3D: NASTROJ PRO RAPID PROTOTYPING
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STROJOVE VYBAVENI| A TECHNOLOGIE

DLW-UV litografie (120x120mm @405nm; 350x400 mm @405nm;)
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2PP: litografie / 3D tisk (50x50 mm)

Soft-UV NIL (plate-to-plate; =100x100 mm)

Odstredivé liti (depozice polymernich vrstev)

3D tisk (SLA LCD, FDM)

Galvanoplastika - Niklové nastroje* (up to 1x2m)
UV liti R2R* (UV casting R2R)

Horky/studeny tisk* (Hot/Cold Embossing P2P; R2R)

PVD R2R* (up to 1x2m)

e-beam™* (150x150mm) *v rémci 10SG

**u naseho smluvniho partnera
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HLAVNI OBLASTIVYZKUMU A VYVOJE

@ Vyvoj vyrobnich technologii
2PP/TPL, UV litografie, NIL, replikacnitechnologie

@ Vyvoj v oblasti aplikaci technologie precizniho 3D tisku a litografie
plocha optika, mikro optika, difraktivni optika, jemna mechanika (3D mikro komponenty), vlaknova
optika, fotonika, elektrotechnika(elektrochemie)

@ Materialové inzenyrstvi
Vyvoj zaznamovych materiall pro technologii IQnano3D (2PP)

@ Vyvoj SW nastroju a fidici elektroniky
Zameren na vyvoj elektroniky a aplikaci pro fizeni zapisu a datovou pripravu pro technologii IQnano3D

@ Vyvoj produktt v oblasti biomedicinskych aplikaci
lab-on-chip, organ-on-chip, mikro fluidika, SERS, antibakterialni povrchy, strukturované povrchy a
scaffoldy pro tkanové inzenyrstvi, drug-delivery systémy (mikro jehly)

Vyzkumné projekty:
Bézici: 3 (Aplikace 1, M-ERA.NET, NCK: P3DT)
V hodnoceni: & (Aplikace 1, EIC Pathfinder, TACR SIGMA, OP JAK) 12




MOZNOSTI SPOLUPRACE
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Hledame

Moznost predstavit nasi technologie 3D tisku Sirokému publiku - VaV instituce, univerzity, firmy
(vramci COC; CZ/EU ...)

Dodavatele sluzeb obrabéni, vyroba mech. dill, ¢asti konstrukce a sluzeb SW inZzenyringu
Dodavatele optickych komponent, optickych a mechatronickych systém
Spoluprace v oblasti vyvoje a vyroby fotocitlivych zaznamovych materiald

Partnerstvi a spoluprace v oblasti VaV projektd, vyroby, obchodu i marketingu

Nabizime

VaV instituci a univerzitam nabizime moznosti za vyhodnych podminek ziskat pristup k technologii
IQnano3D a vyzkousSet ve VaSich aplikacich

Precizni 3D tiskovou technologii IQnano3D s mozZnosti uprav dle pozadavk( zakaznika

Expertizu v oblasti precizniho 3D tisku, presné vyroby pomoci litografickych technik i technologii
pro masovou replikaci a to i formou smluvniho VaV (pro dlouhodobéjsi spoluprace)

Firmam a VaV institucim nabizime moZnost zakazkové vyroby (litografie, precizni 3D tisk, *tooling
- mikroreliéfni kovové nastroje, *plastové vyrobky s reliéfni strukturou - folie, desky )
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REFERENCE A SPOLUPRACE
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I0S nano s.r.o.
Hlavni 130 | Husinec-ReZ| 250 68

Czech Republic

N\ +420606 316 012

WA{ milan.matejka@igsnano.cz

dins
A Wwww.igsnano.com

Milan Matéjka
CEO, Head of R&D T &3
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http://www.iqsnano.com/
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I0S nano s.r.o.
Hlavni 130 | Husinec-Rez | 250 68

Czech Republic

N\ +420702260910
}X{ Ilvo.bednar@igsnano.cz

dins
A Wwww.igsnano.com

Ivo Bednar
Business Development Director T &3
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http://www.iqsnano.com/

BRING YOUR IDEAS
TO REALITY

KONTAKT:

info@igsnano.cz
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